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Sposob rozpuszczania galalitu, celuloidu, mas z octanu celulozy, produktéw kondensacji
fenolu i aldehydu mrowkowego i podobnych mas plastycznych, lub nadawania polysku
przedmiotom z tych mas przez specznianie ich powierzchni.

Zgloszono 29 listopada 1928 r.
Udzielono 15 maja 1930 .

Przedmiotem niniejszego wynalazku
jest sposéb pecznienia i rozpuszczania pro-
duktéw kondensacji kazeiny i aldehydu
mréowkowego (galalit) celuloidu, mas z
octanu celulozy, produktéw kondensacji
fenolu i aldehydu mréowkowego i podob-
nych mas plastycznych.

Wynalazek polega na tem, ze jako roz-
puszczalnika do mas plastycznych uzywa
sie¢ kwaséw  chlorowco-tlenowych (np.
kwasu chlorowego HCIO,, kwasu nadchlo-
rowego HCIO,, kwasu podchlorawego
HCIO) lub mieszanin tych kwaséw lub
wodnych roztworéw soli tychze kwasow,
zmieszanych ze soba albo z wolnemi kwa-
sami chlorowco-tlenowemi. Mozna tez roz-

puszczaé lub speczniaé masy plastyczne
kwasami chlorowco-tlenowemi, wzglednie
ich solami, razem z zasadami, np. z lugiem
potasowym (KOH ) lub soda (Na,CO,) lub
z mieszaninami rozmaitych zasad.

" Sposéb ten nadaje sie do wytwarzania
polysku na masach plastycznych, mianowi-
cie przez rozpuszczenie wzglednie specz-
nienie ich gérnych warstw, a nastepnie
przez splékanie i osuszenie.

Masy plastyczne rozpuszcza si¢ w wy-
Zzej wymienionych plynach, przyczem ma-
sa plastyczna po krétszym lub dluzszym
czasie zamienia sie w ciecz galaretowata
lub jednolita papke. Galaretowata ciecz
lub papka, twardniejace po wysuszeniu,



moga byé uzyte jako laki, kleje, kity i t. d.
Moga byé takze uksztaltowane po zmiesza-
niu z' materjalami wypelniajacemi w
przedmioty stale, ktére twardnieja po wy-
suszeniu,

Wytwarzanie polysku na masach pla-
stycznych odbywa si¢ w ten sposéb, ze
specznia si¢ wzglednie rozpuszcza tylko
gorne warstwy mas plastycznych a nastep-
nie optékuje i suszy. Otrzymuje si¢ na po-

wierzchniach mas bardzo dobry potysk, »

ktérego dotad zapomoca mechanicznego
polerowania nie mozna bylo otrzymaé. O-
plokanie powierzchni masy po specznieniu
jest konieczne, aby uniknaé wydzielania
sig¢ soli uzytych kwaséw,

Przyktad, Przedmioty z galalitu lub ce-
luloidu “wklada si¢ do zimnego wodnego
roztworu chloranu sodu (NaClO,), ktéry
zawiera troche  wodorotlenku  sodu
{NaOH). Po mniej wiecej 30 minutach
gorna warstwa przedmiotéow jest silnie na-
peczniata, wzglednie rozpuszczona. Przed-
mioty opiékuje si¢ starannie zimna woda
i nastepnie suszy, skutkiem czego rozpu-
szczona lub napeczniala warstwa przemie-
nia si¢ w silnie blyszczaca powloke.

Przy obrébce wiekszych przedmiotow
potrzebne sa znaczniejsze ilosci cieczy
obrabiajacej, wobec czego mozna w tym
wypadku postepowaé w ten sposéb, ze do
duzego, zamknietego bebna, napelnionego
czesciowo ciecza obrabiajaca, wklada sie
obrabiane przedmioty i nastepnie obraca
si¢ beben powoli. W ten sposob stykaja sie
wszystkie powierzchnie przedmiotu z cie-
czg obrébiaiacg.

W przeciwieristwie do znanych mecha-

'mieszanin tych kwaséw,

nicznych sposobéw politurowania, sposéb
wedlug wynalazku posiada te zalete, ze
jest znacznie tarszy i daje bardziej lénia-
ce powierzchnie.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb rozpuszczania galalitu, ce-
luloidu, mas z octanu celulozy, produktéow
kondensacji fenolu i aldehydu mréwkowe-
go i podobnych mas plastycznych, lub nada-
wania polysku przedmiotom z tych mas
przez specznianie ich powierzchni, zna-
mienny tem, ze ciala te lub przedmioty
poddaje si¢ dzialaniu kwaséw tlenowych
chloru, jak kwasu chlorowego, kwasu nad-
chlorowego, kwasu podchlorawego lub
albo dzialaniu
wodnych roziworéw soli tych kwaséw lub
mieszanin tych soli, albo dzialaniu miesza-
niny roztworu soli z wolnemi kwasami.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, ze do kwaséw tlenowych chloruy,
wzglednie do roztworéw ich soli, dodaje
si¢ zasad, jak tugu potasowego {KOH ) lub
sody (Na,CO,) lub mieszaniny rozmaitych
zasad.

3. Sposéb nadawania polysku przed-
miotom z mas wedlug zastrz. 1 i2, zna-
mienny tem, Ze specznia sie¢ wzglednie roz-
puszcza sie ich zewnetrzna warstwe, a na-
stepnie oplokuje sig je i suszy.

Albert Pfeiffer.
Zastepca: Dr, inz, M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Druk L. Boguslawskiego, Warszawa.
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